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Obnovenie prirodzenej
krasy pocas jednej navstevy

Initial LiSi Block: novy litium disilikdtovy blok
pre jednu navstevu u stomatoléga

Initial LiSi Block je plne krystalizovany litium disilikatovy blok, ktory poskytuje optimélne fyzikélne vlastnosti bez
vypalovania. Tento jedineény blok sa vyznacuje GC patentovanou technolégiou HDM (High Density Micronization)
pre CAD / CAM stomatoldgiu, ktory poskytuje vysokd odolnost voci opotrebovaniu, hladké okraje a estetické
kone¢né vysledky. Vdaka tomu je idedlnym a ¢asovo Uspornym rieSenim pre oSetrenia pacienta pocas jednej
néavstevy u stomatoldga.

* ¢ e Setri ¢as, pretoze nie je potrebné
ﬁ - vypalovanie
-~ F e Plne krystalizovany litium disilikat
= e Odolné, estetické a presné okraje
‘J*--. ' * Prirodzend opalescencia
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&
lba vyfrézovat, vylestit a nasadit

Initial LiSi Block dokaze dramaticky skratit ¢as postupu: nie je potrebné vypalovat, glazovat, charakterizovat a chladit.
Usetri sa tak az 40% €asu* potrebného na vytvorenie Vasich nahrad. Tiez sa tak skrati ¢as sedenia v kresle pre Vas a
Vasho pacienta. Staci len vyfrézovat, vylestit a nasadit!

Lestenie a koneénéd Uprava

Initial LiSi Block 40% USETRENY CAS

IPS e.max CAD

0 10 20 30 40 50 60
Time (min)

1 Frézovanie 2 Predlestenie 3 Aplikacia materialu putty 4 Krystalizacia 5 Chladenie 6 Odstranenie materialu putty 7 Cistenie 8 Finalne lestenie

Zdroj: Vyskum a vyvoj GC, Japonsko, dostupné udaje
*Za testovacich podmienok podla ndvodu na pouZzitie.



Trvacna estetika a hladké okraje
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e dostupné na vyziadanie

® Optima
nahrad v case.

izovana odolnost voci kyselindm a opotrebovaniu, ktord pomaha zachovat krasu Vasich

e Vlynikajlica okrajova stabilita pre hladké okraje.

PresnejSie okraje
Initial LiSi Block, ktory je plne k
okrajmi. Alternativne je mozné ho po zafarbeni vy

talizovany pred vyfrézovanim, je mozné priamo vyfrézovat s hladkymi a presnymi

5lit a zachovat tak vysokd marginélnu presnost.
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Zdroj: GC R&D, Japonsko, idaje dostupné na vyZiadanie Néhrada Initial LiSi Block pod priamym a

nepriamym svetlom

Prirodzena opalescencia

Initial LiSi Block je k dispozicii vo vys
tr

slucencii (HT) a nizkej

anslucencii (LT) a ponuka prirodzent opa nciu pri akomkolvek

tle.

Zvolte si svoj preferovany

p 0) St u p ko ne (\f N eJ u p ra Vy Zdroj: Dr. Javier Tapia Guadix, Spanielsko

Vynikajuci lesk je mozné dosiahnut len za par mindt iba lestenim a ndhrada je nés

ledne pripravend na fixaciu

pomocou GC Initial Lustre
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V pripade zlozitych estetickych pripac

Pastes ONE a Initial Spe

v je mozné dosiahnut pozoruhodné

ctrum Stains




Pokyny na preparaciu

0° 1,0mm 6,0°

6,
1,0mm
I
I
1,0 mm

1,0mm

Inleje / Onleje
e Uhol steny kavity: 6° s dlhou osou
e Schodikova preparacia

Odporucanie pre
cementovanie

Pre Initial LiSi Block sa odporic¢a adhezivne
cementovanie. G-CEM ONE aj G-CEM LinkForce
od GC je mozné pouzit pre akykolvek typ indikacii
pomocou Initial LiSi Block.

Funkcia sa spéja s estetikou

«Som Uplne nadseny z prirodzenej
opalescencie a zhody farieb verzie
HT blokov LiSi Block.»

MDT Christian Hannker,
Nemecko
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LiSi Bloclz

1.5mm 1,5mm 1,5mm

1,2mm 1,2mm

1,0 mm 1.0mm 1,0mm

Celoplastové korunky
e Uhol steny: 6~10°zizenie
® Preparacia s hlbokym skosenim alebo zaoblenym skosenim

«Paci sa mi opalescencia bloku LiSi
Block a v désledku toho aj farebna
stabilita a dokonalé prispdsobenie.»
Dr. Christian Lampson,

Nemecko

Zdroj: Marco Muttone, Dr. Alessandro lorio, Taliansko



Technolégia HDM pre stomatologiu CAD/CAM
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o = < HDM (High Density Micronization), ktord vyuziva rovnomerne rozptylené
9 Q) mikrokrystaly litium disilikdtu pre vyplnenie celej sklenenej matrice namiesto
%’A 5—‘7 pouzitia tradi¢nych vacsich krystalov. Klinickd ucinnost tejto technolégie bola
B i !
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/\A\/ preukdzana po 5 rokoch klinického pouzivania®.

Vroku 2016 spoloénost GC s produktom Initial LiSi Press predstavila technolégiu
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o ) ) Dvojbodova pevnost v ohybe (MPa)
Spoloc¢nost GC vyvinula technolégiu HDM pre stomatolégiu CAD/

CAM optimalizovanim velkosti kry$télov a tuhosti sklenenej matrice, £00
aby priniesla rychle rieSenie pre stomatolégov pri jednej néavsteve 400
pacienta. Vdaka tejto novej technolégii sa stcasne dosahuje dobra 300
opracovatelnost, marginalna integrita, lestitelnost a odolnost vodi o
opotrebovaniu. Vysledkom je pevny a lahko frézovatelny blok, ktory
pontka rovnakd pevnost s vypalovanim aj bez neho. 100
0
Initial LiSi Initial LiSi Block
Block  (Individualizovany
(Lesteny) s glazdrovym
palenim)
Konvenény litium disilikét Technolégia HDM pre CAD/CAM Zdroj: GC R&D, Japonsko, tdaje dostupné
(IPS e.max CAD) (Initial LiSi Block) na vydiadanie

Vylepsena tuhost sklenenej
matrice pre vysokd mechanicku
pevnost

Mensi krystal pre jednoduché
frézovanie a vysoku odolnost voci
opotrebovaniu

Zdroj: GC R&D, Japonsko, idaje dostupné na vyziadanie

Postup prace

Zdroj: Prof. Matteo Basso, Taliansko

Preparacia Skenovanie Dizajnovanie Vyfrézovanie

Vylestenie alebo charakterizovanie Kondicionovanie Cementovanie Konecny vysledok



Informacie pre objednanie

Initial LiSi Block
CEREC mandrel, rozmer 14
Obj.2. Odtiedt
012919 A1 HT
012920 A2 HT
012921 A3 HT
Vysoka
A 012922 B1HT
S ATHT  A2HT  ASHT  BiHT iz ATH
3 012924 A2 LT
; ‘1 ®E =W = = Uiz ASLT
Nizka AILT  A2LT  A3LT  BILT 1226 S

1) Cagidiaco EF, Sorrentino R, Pontoriero D, Ferrari M. 2020. A randomized controlled clinical trial on two types of lithium disilicate partial crowns.
Am J Dent. 33(6):291-295.

*IPS e.max CAD a CEREC Tessera nie st ochrannou znamkou GC.
G-CEM LinkForce™, G-CEM ONE™, Initial™ LiSi Press, Initial™ |Q Lustre Pastes ONE a Initial™ Spectrum Stains st ochrannou znamkou GC.

Suvisiace produkty

G-Multi PRIMER G-CEM ONE — == Initial IQ
Univerzalny = . Samo e v Lustre Pastes ONE
primer - adhezivny 'L;' "_-*_. gl 3-rozmerna
Zivicovy cement x malovacia keramika
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GC EUROPE N.V. GC EUROPE N.V.

Head Office GCEEO Slovakia

Researchpark, Rakovéa 1441

Haasrode-Leuven 1240
Interleuvenlaan 33, B-3001 Leuven
Tel. +32.16.74.10.00

Fax. +32.16.40.48.32
info.gce@gc.dental
https://europe.gc.dental

SK - 023 51 Rakova / Cadca
Tel. +421.911.570.999

Fax. +421.414.000.264
info.slovakia@gc.dental
https://europe.gc.dental/sk-SK
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